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(54) Zentraltrockner für die Elektronenstrahlhärtung

(57) Es wird ein Auftrags-�Bestrahlungs-�System be-
schrieben, welches ein erstes Auftragswerk zum Aufbrin-
gen einer ersten Auftragsschicht auf eine Trägerbahn
umfasst. Das Auftrags-�Bestrahlungs-�System umfasst
außerdem eine Bestrahlungseinheit, in der ein erster
Elektronenstrahlerzeuger und ein zweiter Elektronen-
strahlerzeuger zur Bestrahlung der Trägerbahn angeord-
net sind. Die innerhalb der Bestrahlungseinheit angeord-

neten Elektronenstrahlerzeuger weisen Anschlüsse für
mindestens eine Pumpenvorrichtung zur Erzeugung ei-
nes Betriebsvakuums auf. Darüber hinaus umfasst das
Auftrags-�Bestrahlungs-�System eine Bahnführungsvor-
richtung, welche die Trägerbahn nacheinander, aber
nicht notwendigerweise unmittelbar nacheinander, dem
ersten Auftragswerk, dem ersten Elektronenstrahlerzeu-
ger, dem zweiten Elektronenstrahlerzeuger zuführt.
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